
Wysoka precyzja i optymalny efekt

*  Minimalny skurcz w trakcie polimeryzacji

*  Odporno•Ê na deformacj® nawet przy modelowaniu
bardzo cienkiej warstwy
Modelowanie bezpo•rednio na modelu roboczym

DuΩa twardo•Ê i odporno•Ê, ¬atwo•Ê opracowania

Krótki czas twardni®cia, duΩa ekonomiczno•Ê

Materia¬ wypala si® ca¬kowicie 

Uzupe¬nienia:
100 g proszku
105 ml p¬ynu
262 ml p¬ynu
10 p®dzelków (nr 4)
5 kieliszków do
mieszania

1-1 opakowanie:
100 g proszku
105 ml p¬yn
dodatki

W·AØCIWOØCI PRODUKTU

OPAKOWANIA
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GC Pattern Resin        GC Pattern Resin LS

Czas twardni®cia (w temp. 23 st C) 4 min 4 min

Odporno•Ê na zginanie (w temp. 
37 st C w czasie 10 min) 62 MPa 63 MPa

Skurcz polimeryzacyjny 

Po 30 minutach 0,65%  0,36%

Po 24 godzinach 0,67% 0,37%

OPTYMALNE MODELOWANIE

PRZY MINIMALNYM SKURCZU

GC Pattern Resin LS jest samopolimeryzuj◊c◊ Ωywic◊
do modelowania o minimalnym skurczu.
Produkt cechuje wysoka jako•Ê i ¬atwo•Ê stosowania
nieosi◊galna przy pracy woskiem.

GC Pattern Resin LS
˜YWICA MODELOWA O NISKIM SKURCZU

PROCEDURA KLINICZNA 

13. Odbudowa koronowo-
korzeniowa GC Pattern

Resin LS przekazana do
pracowni. W trakcie
wygrzewania GC Pattern

Resin LS ulegnie
ca¬kowitemu spaleniu w
temperaturze 400 st C.

14. Wk¬ad laboratoryjny. 15. Cementowanie
przy pomocy GC Fuji
PLUS.
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10. Usun◊Ê wk¬ad GC Pat-

tern Resin LS po 4 minu-
tach od ostatniego na¬oΩenia.

11. Usun◊Ê nadmiar
materia¬u.

12. WprowadziÊ
ponownie i opracowaÊ.

7. PowtórzyÊ procedur®,
na¬oΩyÊ now◊ porcj®
GC Pattern Resin LS.
(Kana¬ i powierzchni®
z®ba pozostawiÊ wilgo-
tne. Nie osuszaÊ!).

8. ModelowaÊ przy
pomocy p®dzelka.

9. WprowadziÊ wk¬ad
wymodelowany z GC

Pattern Resin LS do
kana¬u.

4. Uformowana kulka
proszku nas◊czona p¬ynem
GC Pattern Resin LS.
Czas pracy: 2-3 minut. Czas
polimeryzacji: 4 minuty.

5. Na¬oΩenie GC

Pattern Resin LS na
modelowany wk¬ad.

6. Czyszczenie i
suszenie p®dzelka po
kaΩdej aplikacji.

1. Martwy z◊b 24. Wycisk
kana¬u przy pomocy
GC Pattern Resin LS.

2. ZwilΩenie p®dzelka
p¬ynem.

3. Dotkni®cie proszku
zwilΩonym p®dzelkiem.
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WSKAZANIA

GC Pattern Resin LS przez-
naczony jest do modelowania
p®dzelkiem

Efekt GC Pattern Resin Efekt GC Pattern Resin LS

GC Pattern Resin LS - ZALETY PRODUKTU

1. ZwilΩenie p®dzelka p¬ynem.

3. "Kulka" proszku nas◊czona
p¬ynem GC Pattern Resin LS

(mieszanie nast®puje samoistnie).
Czas pracy: 2-3 minut.
Czas polimeryzacji: 4 minuty.

5. Po kaΩdym na¬oΩeniu naleΩy
oczy•ciÊ p®dzelek p¬ynem i osuszyÊ.
Nast®pnie kontynuowaÊ modelowanie.

2. Dotkni®cie proszku
zwilΩonym p®dzelkiem.

4. Na¬oΩenie masy GC Pattern

Resin LS.

Przyk¬ad uΩycia klinicznego

·atwo•Ê opracowania

Korona teleskopowa

Korona

Zaczepy/zatrzaski

Klamry

Most adhezyjny (Maryland)

Czasowe po¬◊czenie przed
trwa¬ym zgrzaniem

GC Pattern Resin stosowany jest przez
techników i lekarzy na ca¬ym •wiecie od

wielu lat. Z powodu uniwersalno•ci i
wysokiej jako•ci uΩywany jest z wielu

wskaza¶. 
Post®pem jako•ciowym jest wprowadzenie przez
GC nowego p¬ynu GC Pattern Resin LS, który
zmniejsza wybitnie skurcz polimeryzacyjny.
W ten sposób uznana, wysoka jako•Ê produktu
zosta¬a wzbogacona now◊ zalet◊.
DuΩa odporno•Ê mechaniczna pozwala mode-
lowaÊ mas® bezpo•rednio na modelu roboczym.

G¬adko•Ê wewn®trznej strony
modelu GC Pattern Resin LS

TECHNIKA NAK·ADANIA PßDZELKIEM

Odporno•Ê na deformacj®
nawet podczas modelowania
cienkiej warstwy


